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Ozet

BiJON DELIGi KAPATMA MASKESINDE YENILIK
Bulus, jantlarin (3) boyanmasi sirasinda sahip oldugu bijon deliklerinin {2.1) boyama iglemine
maruz kalmamalari icin kullanilan manuel tak gikar 6zellikte maskelerle {1) ilgili olup dzelligi;

bahsedilen bijon deliklerinin (2.1) i¢ ylzeyi ile noktasal temas ederek boya malzemesinin

sizmasini engelleyen dairesel formda maske sizdirmaz daire {2.1) icermesi ile ilgilidir.

Sekil 1
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ISTEMLER

Bulus, jantlarin (3) boyanmasi sirasinda sahip oldugu bijon deliklerinin (2.1) boyama
islemine maruz kalmamalari igin kullanilan manuel tak gikar 6zellikte maskelerle (1)
ilgili olup 6zelligi;

e bahsedilen bijon deliklerinin (2.1) i¢ ylzeyi ile noktasal temas ederek boya
malzemesinin sizmasini engelleyen dairesel formda maske sizdirmaz daire (1.2)
icermesi,

e maskenin (1) PPS (Polifenilen Siilfit) termoplastik malzeme igerigine sahip olmasi

ile karakterize edilmesidir.
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TARIFNAME
BiJON DELIGi KAPATMA MASKESINDE YENILIK
Teknik Alan

Bulus, jant dretim prosesinin adimlarindan biri olan boyama asmasinda boyamadan

etkilenmesinin istenmeyen alanlarinin korunmasi ile ilgilidir.

Bulus dzellikle, jantlarin kijon deliklerinin boya asamasinda boyanmamasi ve bu engelleme

sirasinda olasi diger dezavantajlarin bertaraf edilmesiile ilgilidir.
Teknigin Bilinen Durumu

Jant {iretim prosesinin boyama asamasinda boyama etkisinden uzak kalmasi istenen bélim
bijon delikleridir. Teknigin bilinen durumunda kullanilan ve gorevi bijon deliklerinin
boyamadan korunmasi olan maskeler sekil 1’ de gdsterilmistir. Bilinen teknikte kullanilan
maske geometrisi, bijon deliklerinin geometrisi olan kire formundadir. Burada hem maske
ylizeyinin hem de bijon delik ylzeyinin birebir értismesi amaglanmistir. Boya hava ile parga

Gzerine penetre edildiginden profil farki ile olusan bosluklara boya tasimaktadir

Kiiresel formdaki maskenin imalati sirasinda olusan olasi ¢arpilmalar her iki unsur arasindaki
bahsedilen ortusmenin gergeklesmesini engellemektedir. Bijon deligi Ozerinde korunmasi
istenen vyizeyle koruma maskesinin profil farki olusan noktalarda boya tozumalari

olusmaktadir.

Onceki teknige ait goriintiiye ait sekil 1’de ok ile gdsterilen bdlgeye atilan boya ile olusan
katman ve katmanin kalinligina bagh firin sonrasi yapismalar olusmakta ve maskenin ¢ikmasi
zorlagsmaktadir. Ayni zamanda bu noktada boyali alanlarda ayrisma esnasinda kademe olarak

nitelendirilen hafif kozmetik kusurlar gérilmustir.

Kullanilan maskelerde uygulama islemi sirasinda sicaklikla genlesme meydana gelmektedir.
Bu nedenle oturma yiizeylerinde bijonlar kapatma ozelligi azalmaktadir. Maske aralarinda
giren toz boyalar kiirlenme sirasinda bijon icinde yapisip kaliyor ve misteri tarafindan

istenmeyen durum meydana gelmektedir.
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Teknigin bilinen durumunda kullanilan maskelerin farkh faktdrlerin etkisi ile geometrik
yapisinda meydana gelebilecek deformasyonlardan dolayr bijon deliklerinin tam olarak
kapatilamamaktadir ve bijon delikleri boya etkisinde kalmaktadir. Bu dezavantajli durumlarin

ortadan kalkmasi icin yeni tasarima sahip maske zaruri hale gelmistir.

Bulusun amaci

Teknigin bilinen durumundan yola cikarak bulusun amaci; jantlarin boyama asamasinda
sahip olduklar bijon deliklerinin boyadan etkilenmesinin dniine ge¢mek icin kullanilan
maskelerin dis faktorlerden etkilenerek kapatilacak delik ylizeyinin tam olarak kapatilmasinin

saglanmasidir.

Bulusun bir baska amaci; stz konusu maskeleri ile bijon delikleri arasinda yapisma veya
tutunma gibi olumsuzlarin énine gecmektir. Ayni zamanda vapismadan dolayr maskenin
bijon deliklerinden ¢ikartilimasi sirasinda yizeylerde gérsel kirliliklere ve deformasyonlara

ugramasinin énine gecilmesidir.

Bulusun bir baska amaci; maskenin bijon deliklerinden rahathkla g¢ikartiimasinin

saglanmasidir.

Bulusun bir baska amaci; bahsedilen maskenin dis faktorlerden dolayi genlesmesinin éniine

gecmektir.

Bulusun bir baska amaci; maskelerin birden fazla kez kullaniimasi ile tiiketim adet sayisinin

arttirlmasinin saglanmasidir.

Sekillerin Kisa Aciklamasi

Sekil 1: Onceki teknige ait maske jant montajinin kesit gériinimidur.

Sekil 2: Yeni tasarim maske ile jantin birbirine montajin kesit gériintimiidiir.

Sekil 3: Yeni tasarim maskenin montajinin tim jant (izerindeki kesit gdrinimdir.

Sekil 4A: Maskenin jant montaji éncesi perspektif gérinimidiir.
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Sekil 4B: Maskenin jant mantaji sonrasi perspektif géroniimidar.

Referans Numaralar

1. Maske

1.1 Maske sapi

1.2 Maske sizdirmaz daire

1.3 Maske faraday kafesi bélgesi
2. lant

2.1 Bijon deligi

Bulusun Detayh Agiklanmasi

Sekil-1’de énceki teknige ait sekilde gbrilecegi Gizere jantin (2) sahip oldugu bijon deligi (2.1)
kiiresel bir formdadir ve boyama sirasinda maskenin (1) bijon deligine (2.1) temas eden
ylzeyi de ayni sekilde kiiresel formda Uretilmistir. Teknigin bilinen durumu bashg altinda
anlatildig gibi dis faktérlerden dolayi maske (1) geometrisinde olusabilecek bir deformasyon
ylizeylerin birbirine 6pilismesi (zerinde blyilik engel olusturmaktadir. Ayrica yine dig
faktorlerden dolayr maskenin (1) bijon deligine (2.1) yapismasi ihtimali artmaktadir. bu
durumda maskenin (1) demonte edilmesi zorlasmakta ve akabinde bijon deligi (2.1)

ylzeyinde gorsel bozukluklar olugmaktadir.

Yeni tasarim maskenin (1) bijon deligi (2.1) ile temasi noktasal bir seviyeye indirilerek
yukarida bahsedilen dezavantajli durumlar ortadan kaldinlmistir. Sekil 3'de ise jantin {2} tam
gorlntisi cercevesinde maskenin {1} bijon deliginde (2.1) nasil konumlandigi net olarak
gorilmektedir. Yeni tasarim maskenin {1} bijon deligine {2.1) yerlestirilip cikartilmasi

oldukga kolaydir.

Maskenin (1) uygulama sirasinda genlesmemesi gerekmektedir. Cilinkii geometrik yapisinda
meydana gelebilecek degisiklik bijon deliklerine (2.1} boyalarin nifus etmesine neden
olacaktir, Ozellikle toz boya uygulamasinda ince formdaki tozlarin maske (1) ile bijon deligi
(2.1) arasindaki ylzeyden bijon oturma ylizeyine dogru girmesi istenmeyen bir durumdur.

Maskenin (1) bijon deligi (2.1) kiiresel ylzey ile noktasal temas etmesi yukarida bahsedilen
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olumsuz durumun ortaya ¢itkmasina mani olmaktadir. Anlatilan avantajin ortaya ¢ikmasini

saglayan unsur maske sizdirmaz dairedir {1.2)

Maskenin (1) bahsedilen genlesme ve bijon deligine (2.1) yapisma gibi istenmeyen durumlara
karsi mukavemetli olmasi igin malzeme icerigi olarak 1si dayanimi yiliksek PPS (Polifenilen
Salfit} secilmistir. Ylksek 1st dayanimli malzeme sayesinde, boya kiirlenmesi icin gerekli

sicaklik kosullarinda, maskenin genlesme gdstermemesi saglanmistir,

Sekil 4A ve sekil 4B’ de ise jant (2) ve maskenin {1} lretim siirecinde birbirine gére nasil

pozisyonlandigi, montaj dncesi ve montaj sonrasi durumlari net olarak gérilmektedir.

Elektrostatik toz boya uygulama siirecinde, yliklenen toz boya tanecikleri topraklanan jant
ylzevyine elektriksel alan etkisiyle tutunmaktadir. Yeni dizaynda, maskedeki (1) sizdirmaz
dairenin (1.2} bijon deligi {2.1) ile temas ettigi bélgenin hemen (zerinde bir maske faraday
kafesi bolgesi (1.3) olusturulmustur. Bu bélge, faraday kafesi etkisi yaratarak o bélgede
elektrik alan olusumunu engellemektedir. O nedenle, yiklenen toz boya taneciklerinin
bdlgeye penetrasycnu minimum diizeyde olmaktadir. Bu tasarim, toz boyanin bdlgede
birikmesi nedeniyle boya capag olusumunun ve fazla boyanin bijon deligi (2.1) icerisine

siizilmesinin dniine gecmektedir.
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